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摘要(译)

本发明提出一种减少制造步骤的薄膜晶体管制造方法，其可排除光进入
薄膜晶体管沟道形成层的可能性。薄膜晶体管包括栅极(16a)，漏极
(12a)，源极(17a)和沟道(24)，以及在透明基片(20)上的屏蔽层(21)。沟
道形成层上的沟道(24)利用屏蔽层(21)作为掩模通过光刻形成图案。亦可
以用栅极(16a)作为屏蔽层(21)，这样就成为底栅极薄膜晶体管。这种晶
体管非常适合用于液晶显示器。
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